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(54) Title: SUBSTRATE FOR ELECTRONIC CIRCUITS
(54) Bezeichnung : SUBSTRAT FUR ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN

(57) Abstract: The invention relates to carrier materials for printing electrically conductive structures by means of inkjet printing
using inks comprising conductive particles, leading to low resistances of the printed structures without thermal post-treatment, if
said materials comprise a microporous layer as the outer layer, having an average pore size of less than 100 nm.

(57) Zusammenfassung: Triagermaterialien fiir den Druck elektrisch leitfdhiger Strukturen mittels Inkjet-Druck mit Tinten, die
leittdhige Partikel enthalten, fiihren ohne thermische Nachbehandlung zu niedrigen Widerstdnden der gedruckten Strukturen,
wenn sie als dullere Schicht eine mikropordse Schicht mit einer mittleren Porengréfle von kleiner als 100 nm enthalten.



